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Aby nie uzywaé anody z czystej platy-
ny, proponowano powlekaé elektrolitycz-
nie platyna drut lub blaszke tantalowa, tak,
ze cala powierzchnia tantalu otrzymuje cia-
gla powloke z platyny i zetkniecie sie e-
lektrolitu z podkladem tantalowym jest
wykluczone. Takie anody pokryte platyna
o ile s uzywane do celéow analitycznych sa
dostatecznie praktyczne, natomiast przy
stalem uzyciu do celéw technicznych oka-
zalo si¢, ze maja wytrzymalo§é nie duza:
cze$¢ powloki przylegata nadal do podtoza,
cze$¢ za$ przylegata tak stabo, ze nawet po
krotkotrwalej elektrolizie czasteczki prze-
chodzity do elektrolitu.

Zauwazono, ze mozna bylto wykonywaé
elektrolize, uzywajac elektrody w ten spo-
s6b uszkodzonej, tak dlugo, dopéki dostrze-

galne czastki platyny mialy o tyle dosta-

teczny kontakt z podlozem, ze prad mégt
przechodzi¢. Oczywiscie, praca ciagla jest
z taka elektroda niemozliwa, gdyz wskutek
zmniejszenia powierzchni zetkniecia sie tan-
talu z platyng napiecie zwigksza sig, wy-
dajno$¢ pradu zmniejsza si¢ i fabrykacja
jest drozsza. .

Stwierdzono réwniez, ze obnazenie po-
wierzchni tantalu metalicznego lub tantalu
utlenionego nie dziala szkodliwie na proces

. tworzenia si¢ i na sktad wytworzonych nad-

tlenkéw. Dzieki takiemu zachowaniu sie
zwiazkéw nadtlenowych, czulych w stosun-
ku do katalizatoréw, zawierajacych metale,
mozna otrzymywaé bardzo state i trwale
elektrody nawet przy uzyciu najmniejszych
ilosci platyny. Doprowadza sie prad przez
duze przekroje tantalu; do przeprowadze-
nia pradu od tantalu do elektrolitu stosuje



si¢ wzgledrfie mate powierzchnie platyno-
we, ktére musza znajdowaé sie w kontak-
cie z podlozem tantalowem.

Wytwarzanie warstwy platyny na pcd-
tozu tantalowem, tak, zeby nie cata po-
wierzchnia tantalu byla pokryta platyna,
jest technicznie tatwiejsze i tansze, niz po-
krywanie calego ciata tantalowego.

Nawarstwiaé platyna mozna elektroli-
tycznie, zapomoca mechanicznego naktada-
nia, spAwania, walcowania i t. d. Okazalo
sie, ze mozna réwniez stosowad, jako anode,
stopy tantalu z platyna nie wywolywujac
utlenienia.

Zastrzezenia patentowe.

1. Anoda stocsowana przy wytwarzaniu
zwiazkéw nadtlenowych, znamienna tem, ze
jest wytworzcna z tantalu, ktérego po-
wierzchnia jest tylko czesciowo platyna po-
wleczona.,

2. Anoda wedlug zastrz. 1, znamienna
tem, ze sklada sie ze stopu tantalu i pla-

tyny.

Chemische Fabrik
Weissenstein Gesellschaft m.b.H.
Zastepca: S. Pawlikowski,

rzecznik patentowy.

Druk L. Bogustawskiego, Warszawa.
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